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CAMPUS V — CEFET DIVINOPOLIS
DISCIPLINA: Desenho e llustragdo de Moda | CODIGO: GO5DIMO0.01

Inicio: Mar¢o/2024

Carga Horaria: Total: 60 horas/aula Semanal: 04 aulas/aula Créditos: 04
Natureza: Prética
Area de Formac&o - DCN: Bésica

Departamento que oferta a disciplina: DEMGED — Departamento de Moda, Gest&o
e Design.

Ementa:

Desenvolvimento da percepgéo visual por meio do estudo do estilo individual. Principios, praticas
e técnicas de ilustracdo de moda e estilizacdo. Estudo e aplicagéo de cores, formas, volumes e
texturas no vestuario e acessorios de moda. Pesquisa de materiais alternativos para aplicagéo
na ilustracao.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatéria| Optativa
Design de Moda 3° Design de Moda sim

INTERDISCIPLINARIDADES
Prerrequisitos

Correquisitos

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1 Criar ilustrac6es de moda com harmonia e composicdo de cores;

2 |Aplicar diferentes técnicas para representacdo artistica por meio do desenho de moda;
3 [Executar técnicas de reproducdo da imagem bidimensional com aplicacdo de diversos
materiais e técnicas de ilustracéo.

Unidades de ensino Carga-horéria
Horas/aula
1l|Luz e Sombra 10

- Estudo de luz e sombra com lapis grafite;

- Variacdo de tonalidade com o lapis grafite.

2|Composicao de Cores

- Estudo de materiais e composicdo de cores para o desenho de
ilustracdo de moda,;

- Aplicac&o do lapis de cor na forma degradé; 15
- Aplicag&o do lapis de cor na forma chapada;

- Aplicagdo do lapis de cor com mistura de cores para O
desenvolvimento de tons de pele para o croqui de moda.

Aplicacdo de Técnicas de ilustragao

- Hachura; 15
- Textura,;
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- Pontilhismo;

- Caneta marcador;

- Aquarela;

- Espaco negativo/positivo.

4|Utilizagdo de materiais alternativos

- Técnica mista;
- Colagem; 5
- Aplicacéo de texturas, formas, materiais alternativos e sustentaveis
na ilustracdo de moda.

5|Processo criativo na ilustracdo

- Estudo e pesquisa sobre os ilustradores de moda; 10
- Criacdo e apresentacdo e trabalhos.

6 Ambientacao para o croqui de moda

- Estudo de ambientacao/cenério para o croqui de moda; 5
- Aplicacdo de técnica mista para a composicao da figura de moda no
ambiente.

Total 60
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